OFERTA - UStUGA SONOPOKRYWANIA

Laboratorium Nanostruktur |IWC PAN oferuje ustuge pokrywania
materiatdow o rdznych sktfadzie i budowie nadajgc im specyficzne
wtasciwosci fizyko-chemiczne oraz biologiczne poprzez osadzanie na ich
powierzchni nanoczgstek. Osadzanie odbywa sie przy uzyciu unikalnej
metody ultradzwiekowej opracowanej w Laboratorium Nanostruktur.
Proces zachodzi w zawiesinach wodnych z nanoczgstkami w temperaturze
pokojowej przy uzyciu urzqdzenia ultradZzwiekowego o wydajnosci
przemystowej.
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v Tworzywa sztuczne (PEEK, Temperatura procesu w
PCL, PMMA, inne), zakresie 20° - 60°C
tekstylia, materiaty
ceramiczne, materiafy v' Mate wykorzystanie
metaliczne (tytan) nanoczqstek 0,01% - 0,1%wt
v' Mozliwosé osadzania v’ Dobieralna intensywnos¢
nanoczgstek na obiektach ultradzwiekow
litych o gtadkiej lub
chropowatej powierzchni, v’ Krétki czas procesowania

zalezny od wielkosci obiektu /

obiektach porowatych / \

N

ZALETY

v’ Ekologiczny proces

v’ Znacznie wspomaga regeneracje ubytkéw kostnych
v’ Jednorodna warstwa na catej powierzchni implantu
v' Mo:zliwos¢ requlowania grubosci warstwy poprzez kilkukrotne nanoszenie

v’ Proces bez ingerencji we wtasciwosci oraz strukture nanoszonych nanoczqgstek

v’ Krétki czas procesu
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OFERTA - UStUGA SONOPOKRYWANIA

. X
EHT = 3.00 kv Mag= 75X Ultra Plus
WD = 9.9 mm Signal A = SE2 IWC PAN

Wiy LG .
EHT = 3.00 kV Mag= 100X Ultra Plus
WD =12.8mm Signal A= InLens  IWC PAN

Rysunek 2. Obraz SEM prdbki tytanowej pokrytej GoHAP™.

Oferujemy indywidualne podejscie do stawianych przez klienta wymagan oraz przeprowadzamy petng analize warstw
przy uzyciu dostepnych w Laboratorium Nanostruktur urzgdzen pomiarowych
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